本实验采用光致聚合物全息干板和银盐干板两种干板作为记录介质，40mW半导体激光器作为光源，可以在明室、暗室两种条件下开设所有透射式和反射式全息，包括二维、三维立体全息图，一步彩虹、二步彩虹、像面全息图，高密度大容量存储，全息光栅制作等。用户还可以根据需要自行设计光路进行实验，扩展性好。
	[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]





特点：

光致聚合物全息干板、银盐干板两种记录介质

明室、暗室两种操作环境

40mW半导体激光器，工作稳定，寿命长

电子曝光定时器，数字显示，手动、定时随意选择

暗室红、黄、绿三色灯，安全和发光率高，方便操作
大量备选附件，方便选择

袖珍型便携式光照度计，量程宽，精度高

采用无极分光镜，不用更换分束器，分光比调节更方便
